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1. Einleitung

Die PVA TePla ist ein weltweit agierender Anbieter von Systemen fir die
Herstellung und Weiterbearbeitung von hochwertigen Werkstoffen wie Me-
talle, Halbleiter, Keramiken, Glaser, aber auch fir die kontrollierte Oberfla-
chenbehandlung dieser Materialien und verschiedenster Kunststoff-Cber-
flachen. Derartige Produktions- und Behandlungsprozesse erfordern stabile,
reproduzierbare Bedingungen. Sie finden daher meist im Vakuum oder un-
ter Schutzgasatmosphare, bei hohen Temperaturen oder mit Unterstitzung
eines Niederdruck-Plasmas statt.

Die PVA TePla liefert Vakuum-Aniagen, die High Tech-Materialien und Ober-
flichen im Vakuum, bei hohen Temperaturen und im Plasma erzeugen und
bearbeiten. Der Markt fur diese Systeme ist weltweit immer mit den neues-
ten Entwicklungen der Material- und Oberflichen-Technologie verbunden,
wie zum Beispiel die 300 mm Silizium (Si)-Wafer-Technologie fir Halblei-
ter, ein- oder multikristalline Si-Wafer fur die Photovoltaik, Strukturwerk-
stoffe fiir Weltraumspiegel, Produktionstechnologien fiir Metallpulver, zum
Beispiel flir Hartmetalle, Produktionstechnologien fiir Flach-Bildschirme und
LED “s (Light Emitting Diodes), die Technologie zur Herstellung ultradinner
Wafer, aber auch Oberflichenbehandlungssysteme flr Kunststoffe und
Stahl. Dieser Markt wird existieren, solange High Tech-Werkstoffe herge-
stellt und weiter entwickelt werden.

Die Médrkte der PVA TePia zeichnen sich durch eine begrenzte Anbieterzahl
und globale Dimensionierung aus. Die Produkte der PVA TePla finden so-
wohl in technologisch anspruchsvollen Marktnischen als auch in schneil
wachsenden Markten wie der Photovoltaik ihren Absatz.

2, Struktur der Berichterstattung

Aufgrund der weitgehenden Integration zwischen den einzelnen Bereichen
der PVA TePla-Gruppe gibt eine isolierte Betrachtung der PVA TePla AG oh-
ne Einbeziehung der Aktivitdten in den Tochtergesellschaften nur ein be-
dingt aussagefahiges Bild Uber die wirtschaftliche Situation der PVA TePla
AG. Daher wurde auch in diesem Jahr darauf verzichtet, einen eigenstandi-
gen Lagebericht flir die PVA TePla AG aufzustellen. In diesem zusammen-
gefassten Lagebericht und Konzernlagebericht werden die fiir das Ver-
stindnis der Situation der PVA TePla AG notwendigen Aspekte an den ent-
sprechenden Stellen gesondert erldutert. Dieser integrierte Lagebericht ist
auch Bestandteil des Einzelabschlusses der PVA TePla AG. Der Konzernab-
schluss der PVA TePla AG wurde nach den Grundsétzen der internationalen
Rechnungslegung gemé&B IFRS erstellt. Der Einzelabschluss der PVA TePla
AG ist nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt
worden.
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Der vorliegende Lagebericht beschreibt die Geschéaftsentwicklung der PVA
TePla AG (,Gesellschaft*) und deren Tochtergesellschaften (zusammen
,PVA TePla" oder der ,Konzern™) im abgelaufenen Geschéftsjahr 2006.

Der Konzern gliedert seine Geschéftsaktivitdt und somit seine Berichter-

stattung in die drei Geschéftsbereiche (GB) Vakuum-Anlagen, Kristallzucht-
Anlagen und Plasma-Anlagen:

PVA TePla Gruppe

> PVA TePla AG / E H > pva Terin
GB Vakuum -Anlagen, GB Plasma -Anlagen,
ABlar (Hauptsitz) : Feldkirchen

PVA TePla Danmark
Frederikssund ,

AT,

Die gelb unterlegten Bereiche werden in
den AG Einzelabschluss einbezogen

Dieser Lagebericht enthélt in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf An-
nahmen und Schatzungen der Unternehmensleitung basieren. Obwohl wir
annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen rea-
listisch sind, kénnen wir nicht dafiir garantieren, dass diese Erwartungen
sich als richtig erweisen. Die Annahmen kénnen Risiken und Unsicherheiten
bergen, die dazu fihren kénnen, dass die tatséchlichen Ergebnisse wesent-
lich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die
solche Abweichungen verursachen kénnen, gehdren u. a. Verénderungen
im wirtschaftlichen und geschéftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zins-
schwankungen, Einfiihrung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzep-
tanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Anderungen der Geschéfts-

strategie.
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3. Geschift und Rahmenbedingungen
3.1. Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die Weltkonjunktur hat sich auch im Jahr 2006 positiv entwickelt. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um rund 5,0% und lag damit auch weiter-
hin Uber dem mittelfristigen Trend. Allerdings hat das Expansionstempo
seit der Jahresmitte in einigen wichtigen Weltregionen etwas nachgelassen.

Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA verlangsamte
sich seit der zweiten Jahreshélfte 2006 deutlich. Im ersten Quartal hatte
die Wirtschaft durch die Wiederaufbauarbeiten nach den Hurrikanen noch
einen zusatzlichen Schub erhalten. Die Verlangsamung des Wachstums ist
nach Jahren starken Wirtschaftswachstums eine natiirliche Reaktion und
macht einen scharfen Konjunktureinbruch in Zukunft eher unwahrschein-
lich. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2006 um 3,4% nach 3,2%
im Vorjahr gestiegen.

Nachdem sich in Japan im Jahr 2005 deutliche konjunkturelle Aufwérts-
tendenzen gezeigt hatten, schwéchte sich diese Entwicklung in 2006 jedoch
wieder ab. Hierfiir waren in erster Linie fehiende Impulse aus dem Ausland
verantwortlich, aber auch die Zuriickhaitung bei &ffentlichen Investitionen.
Der Anstieg beim privaten Konsum und die Investitionen der Industrie ver-
hinderten einen stérkeren Riickgang, so dass das Bruttoinlandsprodukt um
2,7% stieg.

Der Wachstumsprozess setzte sich 2006 in China unvermindert fort. Das
Bruttoinlandsprodukt stieg in der zweiten Jahreshélfte um 11,3%. Die Ge-
fahr einer Uberhitzung konnte bisher von der Regierung nicht abge-
schwacht werden, zumal sich eine Abschwichung des Wachstums nicht ab-
zeichnet. In den (brigen kleineren asiatischen Schwellenlindern ver-
langsamte sich zwar auch die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung,
blieb jedoch mit 5% Zuwachsrate beim BIP immer noch relativ hoch.

In Russland steigt das BIP seit einigen Jahren um 7% jéhrlich. Auch im
letzten Jahr setzte sich diese Tendenz fort. Durch den hohen Blpreis auf
dem Weltmarkt wird die russische Wirtschaft auch weiterhin in erheblichem
MaBe gestiitzt.

In der Europdischen Union hat sich der konjunkturelle Aufschwung im
vergangenen Jahr deutlich verstdrkt. Auch Deutschland konnte hiervon pro-
fitieren. Die Wirtschaftsforschungsinstitute steigerten im Jahresveriauf fort-
dauernd ihre Prognosen, so dass von einem Konjunkturaufschwung gespro-
chen werden konnte. Erfreulich bei der Entwicklung in Deutschland ist vor
allem, dass der Aufschwung nicht nur vom AuBenhandel getragen wurde,
sondern - wie in den anderen europdischen Lindern auch - von der In-
landsnachfrage, die von kréftigen Investitionen angekurbelt wurde. Ledig-
lich der private Konsum konnte noch keine zusétzlichen positiven Signale
aussenden. Der Euro-Raum erreichte den groBten Anstieg des BIP seit dem
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Jahr 2000. In den skandinavischen Lindern hatte der Aufschwung bereits
friiher eingesetzt als im Euro-Raum. Dort nimmt sowohl der private Kon-
sum als auch die Industrie-Investition mit hohen Raten zu. Bemerkbar
macht sich dies in Danemark besonders auf dem Arbeitsmarkt, der ausge-
sprochen angespannt ist.

3.2. Entwicklung der Branchen

Die Weltkonjunktur befindet sich in einer Wachstumsphase, unter anderem
die USA haben deutliche Zuwachsraten zu verzeichnen und die Industriali-
sierung Chinas schreitet zligig voran. Die Maschinenbauindustrie profi-
tiert von diesen Entwicklungen in hohem MaBe. Der deutsche Maschinen-
bau entwickelte sich 2006 im Vergleich zur Gesamtwirtschaft noch dynami-
scher und steigerte seine Produktion 2006 im Vergleich zum Vorjahr um ca.
6%. Anders als in den vorangegangenen Jahren konnte jedoch auch die
Binnennachfrage erheblich zulegen. Auftragseingdnge aus dem Inland ha-
ben um ca. 20% zugelegt und I6sen den nun schon seit langerer Zeit vor-
liegenden Investitionsstau auf. Auch fiir die ndchste Zeit wird mit einer ver-
starkten Nachfrage nach Produkten aus der Maschinenbau-Branche gerech-
net.

Die Elektroindustrie, traditionell sehr exportorientiert, verzeichnete in
Deutschland 2006 einen realen Anstieg der Produktion um etwa 6% und
konnte somit von den zusitzlichen Wachstumsimpulsen aus dem Ausland
erheblich profitieren. Der sehr positive Auftragseingang hat alle Bereiche
der Branche erfasst, sowoh!l die Konsumgiiter, ais auch die Investitionsgu-
ter-Industrie.

Der Weltmarkt fur elektronische Bauelemente wuchs 2006 Expertenmei-
nung zufolge um 7%. Neben der Unterhaltungselektronik sind die Indus-
trie- und Automobil-Elektronik die wesentlichen Wachstumstreiber. Der eu-
ropaische Markt konnte 2006 dagegen um lediglich 2% zulegen, soll aber
im laufenden Jahr 2007 ebenfalls ein Wachstum von 7% erreichen. Noch
hthere Wachstumsraten verzeichnete das Einzelsegment Halbleiter-Markt,
der in den ersten neun Monaten 2006 weltweit um 8,9% zulegen konnte.
Auf das Gesamtjahr bezogen diirfte die Zuwachsrate noch hoher ausfallen,
da das vierte Quartal traditionell stérker als die Vorquartale ausfallt.

In der Halbleiterindustrie lag gem&B Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) der Umsatz in Deutschland 2006 auf Vorjah-
resniveau, weltweit konnte der Umsatz jedoch in den ersten elf Monaten
laut dem Europaischen Halbleiterindustrieverband ESIA um 6,2% zulegen.
Insbesondere Uberkapazititen der industriellen Abnehmer hatten in der
ersten Jahreshéalfte 2006 fur schwache Umsétze gesorgt, wdhrend im wei-
teren Jahresverlauf die verstiarkte Nachfrage auf Anwenderseite in der
Halbleiterbranche fiir ansteigende Umsdtze sorgte.
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4. Strukturelle Anderungen in der PVA TePla -Gruppe

Gegeniiber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 wurden in den
GB Plasma-Anlagen zwei neue Gesellschaften eingegliedert. Zum 1. April
2006 wurde das Geschéft der Asyntis GmbH, Putzbrunn, erworben und in
die neu gegriindete Plasma Systems GmbH, Feldkirchen, eingliedert. Zum
1. September 2006 wurde das Geschift der Plasma Technik Griin GmbH,
Siegen, erworben und in die neu gegriindete PlaTeG GmbH, Siegen, integ-
riert.

Durch die beiden neuen Aktivititen wurde das Produktportfolio des GB
Plasma-Anlagen erweitert. Die PlaTeG GmbH verfiigt {iber eine Palette an
Plasma-Anlagen fir die Nitrierung und damit Hartung von stdhlernen Pro-
dukten im Puls-Plasma-Verfahren sowie fur die Beschichtung von Werksta-
cken mit verschleiBfesten Schichten. Die Plasma Systems GmbH verfugt
Uber das Know-how zur Erzeugung ultradiinner Wafer. Hier ist in naher
Zukunft ein groBes Marktpotenzial zu erwarten, z.B. im Rahmen der Arti-
kelkennzeichnung im Handel (RFID) und in der Entwicklung neuer Compu-
terchips mit sehr hoher Rechenleistung fir die Halbleiterindustrie (Multilay-
er oder Stack Technology). Diese Plasma-Anlagentechnologie kann aber
auch in Zukunft fir Produktionsschritte der Silizium-Solarzellen eingesetzt
werden.

Der zum 30. November 2006 gemeldete GroBauftrag fiur 300 mm-
Kristallzucht-Anlagen wurde zwischen Siltronic Samsung Wafer Ltd., Singa-
pur, und der Konzern-Obergesellschaft PVA TePla AG abgeschlossen. Dieser
GroBauftrag wird somit durch die PVA TePla AG abgewickelt und nicht in
der Tochtergesellschaft Crystal Growing Systems GmbH (CGS GmbH), je-
doch bleibt er dem GB Kristallzucht-Anlagen zugeordnet. Dazu wurde in-
nerhalb der PVA TePla AG ein neuer Buchungskreis eingerichtet.

5. Umséatze

Die PVA TePla-Gruppe erzielte im Geschéftsjahr 2006 einen Konzernumsatz
von 70,4 Mio. € (V] 51,4 Mio. €) und steigerte somit das Umsatzvolumen
um 37%. Das geplante Ziel eines 30%igen Umsatzanstiegs gegenuber dem
Vorjahr wurde somit sogar noch ubertroffen. Nach einem Umsatz von 14,2
Mio. € im ersten Quartal wurden im zweiten und dritten Quartal des Ge-
schéftsjahres mit 16,2 Mio. € bzw. 22,5 Mio. € hdhere Umsatze erzielt. Das
vierte Quartal erreichte einen Umsatz in Héhe von 17,5 Mio. €.

In Deutschland werden 47% (V] 30%) der Umsétze erzielt. Dieser gegen-
uber dem Vorjahr gewachsene Inland-Umsatzanteil ist besonders auf die
Auftrige von ASi Industries GmbH an die CGS GmbH im Geschaftsbereich
Kristallzucht-Anlagen zuriickzufiihren. Nach wie vor spielen fir die PVA
TePla die Mirkte in Asien eine groBe Rolle. 64% des im Ausland erzielten

! Die Quartalszahlen sind ungeprift
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Umsatzes entfdllt auf diese Region, 25% wird im europdischen Ausland
umgesetzt und auf Nordamerika entfallen 11%. Dies zeigt, dass das Pro-
duktportfolio des Unternehmens auf dem asiatischen Wachstumsmarkt ei-
ner dhnlichen Dynamik unterworfen ist wie das generelle Wachstum des
Konzerns.

Umsatz nach Regionen

Asien
34%
Deutschland
47%

Nordamerika
6% Europa
13%

Im folgenden Abschnitt werden die Umsétze der drei Geschéftsbereiche Va-
kuum-Anlagen, Kristailzucht-Anlagen und Plasma-Anlagen im Einzelnen
dargestellt.

Geschaftsbereich Vakuum-Anlagen

Der Geschaftsbereich Vakuum-Anlagen erreichte mit 28,3 Mio. € nahezu
‘das Umsatzniveau des sehr gut verlaufenen Geschéftsjahres 2005 (31,2
Mio. €). Der Bereich hat einen Umsatzanteil von 40% am Gesamtumsatz
des Konzerns.

Das Anlagengeschdft hatte hieran mit rund 77% (V] 76%) den gréBten An-
teil; Service und Contract Processing trugen 23% (Vorjahreszeitraum 24%)
zum Umsatz dieses Geschdftsbereiches bei.

Héhere Nachfrage in den ausléandischen Markten fiihrten im Berichtsjahr zu
einem gegeniber dem Vorjahr (73%) nochmals gewachsenen Exportanteil
von nun 77%, der erfreulicherweise trotz des starken Euros in dieser H6he
erzielt werden konnte. Im asiatischen Raum, in dem nach wie vor China fir
den Unternehmensbereich eine besonders wichtige Rolle spielt, wurden
rund 37% der Anlagenumsdtze erzielt. Auch nach Indien konnten wieder
eine Reihe von Anlagen verkauft werden. Nahezu von gleicher Bedeutung
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war der Export In das europdische Ausland mit einem Anteil von 34%. Der
Umsatz in Deutschland lag bei 23%.

Im Bereich Hartmetall, auf den rd. 75% des Anlagenumsatzes entfielen,
konnte die Position auf dem Weltmarkt weiter gefestigt werden. Metallisch
beheizte Hochvakuumanlagen fanden wie im Vorjahr fir die Elektroindus-
trie unter anderem in China und Indien ihre Abnehmer.

Die PVA L&t- und Werkstofftechnik GmbH (Hochtemperatur-L&ten und War-
mebehandlung als Dienstleistung fur unsere Kunden; Contract Processing)
verzeichnete ein auBerordentlich starkes Umsatzwachstum von nahezu
100% gegeniiber 2005. Das Umsatzwachstum konnte zum einen durch die
stetige Ausweitung des Geschéaftsvolumens mit bestehenden Kunden, wie
auch durch das Hinzugewinnen neuer Kunden erzielt werden. Die Strategie,
durch langfristige Kundenbindung ein erhéhtes MaB an Planungssicherheit
zu erhalten, konnte auch in 2006 umgesetzt werden. Der auf der Basis lang
laufender Rahmenvertrége erzielte Umsatz betrug, wie schon in 2005, na-
hezu 60% des Gesamtumsatzes. Der Umsatz wird zu anndhernd 100% in
Deutschland generiert.

Geschiiftsbereich Kristallzucht-Anlagen

Der GB Kristallzucht-Anlagen konnte seinen Umsatz gegeniiber dem Vor-
jahr (7,4 Mio. €) auf 28,6 Mio. € fast vervierfachen. Damit trug dieser Ge-
schaftsbereich 41% zum Gesamtumsatz bei. In der regionalen Aufteilung
der Umsétze spielt Deutschland in 2006 die groBte Rolle.

Der Markt fur Kristallzucht-Anlagen hat sich 2006 den Erwartungen und
Prognosen entsprechend sehr erfreulich entwickelt. Es zeigt sich zudem der
groBe Vorteil des Unternehmensbereichs, Uber alle relevanten Technologien
-ur industriell nutzbaren Kristallzucht zu verfiigen. Zwei Industrie-Bereiche
stehen hierbei im Vordergrund. Zum einen die Photovoltaik; sie tragt mit
dem stark wachsenden Markt der erneuerbaren Energien in erheblichem
MaBe zum steigenden Umsatz der Unternehmensgruppe bei. Hier bietet die
PVA TePla-Gruppe den Kunden eine Reihe von modernsten Systemen an.
Im April 2006 erhielt die CGS GmbH einen Auftrag in Héhe von rund
20 Mio. € durch die ASi Industries GmbH, einer 100%igen Tochtergeseil-
schaft der ErSol AG, zur Lieferung von Anlagen zum Ziehen von monokri-
stallinen Siliziumstangen. Zum anderen die Halbleiter-Industrie; sie fihrt
mit dem Technologiewechsel zu groBen Wafer-Durchmessern zu einer ver-
starkten Nachfrage. Der Auftrag im November 2006 in Hohe von rund 60
Mio. € der in Singapur ansassigen Siltronic Samsung Wafer Pte. Ltd., einem
Joint Venture zwischen der Siltronic AG und der Samsung Electronic Corp.,
Ltd Uber die Lieferung von Kristallzucht-Anlagen fir Siliziumeinkristalle mit
300 mm Durchmesser bestatigte diese Einschatzung.

Diese Industrie-Trends werden sich aller Voraussicht nach in den nachsten
Jahren fortsetzen.
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Erfreulich ist der Anstieg der Umsiétze aus Serviceleistungen. Hierin sehen
wir einen langfristigen Trend, da die Zahl der ausgelieferten Anlagen in den
nachsten Jahren stark zunehmen wird.

Auch das 2005 gegriindete Joint Venture Xi’an HuaDe CGS Ltd. in Xi an,
China, trug 2006 erstmals nennenswert zum Umsatz des GB Kristallzucht-
Anlagen bei. Der 2005 hereingenommene erste Auftrag mit einem Kunden
aus der Solarindustrie in China konnte mit einem Wert von 3,3 Mio. € ab-
gerechnet werden.

Geschdftsbereich Plasma-Anlagen

Der GB Plasma-Anlagen verzeichnete 2006 einen Umsatz in Hohe von
13,6 Mio. € (V] 12,8 Mio. €) und trug somit 19% zum Gesamtumsatz der
PVA TePla bei. Der Produktbereich Semiconductor Frontend erreichte mit
4,0 Mio. € nicht sein Umsatzniveau vom Vorjahr (4,8 Mio. €). Die Systeme
fir den Industrial/Medical Markt dagegen erfuhren eine Umsatzsteigerung
auf nunmehr 2,5 Mio. € (V] 1,9 Mio. €). Der Produktbereich Chip Packaging
Systeme verzeichnete 2006 einen Umsatzanstieg um nahezu 50% auf
5,2 Mio. € (V1 3,5 Mio. €). Der Umsatz im Bereich Contract Processing und
Service ging auf 1,9 Mio. € (V] 2,6 Mio. €) zuriick.

Die gute gesamtwirtschaftliche Ausgangssituation in den wichtigen Halblei-
ter-Markten in Asien, Europa und Nordamerika trug entscheidend zum
wachsenden Umsatz dieses Geschéftsbereiches bei, wobei besonders der
asiatische Markt sich fiir unser Unternehmen positiv entwickelt hat. Insbe-
sondere nach Taiwan konnte eine Reihe von Anlagen verkauft werden. Aber
auch die engere Zusammenarbeit mit unserem Verkaufsbiiro in Peking
tragt erste Friichte. Hierlber konnten zwei Systeme an Kunden geliefert
werden. In den Teilbereichen ,Contract Processing und Service® mussten
durch eine verdnderte Kundenstruktur UmsatzeinbuBen verzeichnet wer-
den. Im laufenden Geschéftsjahr wird jedoch davon ausgegangen, dass der
Wachstumspfad auch in diesem Teilbereich wieder erreicht wird.

Als Wettbewerbsnachteil muss die zunehmende Stérke des Euro gegeniiber
dem US-$ und dem Yen angesehen werden, zumal zwel Hauptwettbewer-
ber aus diesen Regionen stammen. Gleichwoh! wird der GB Plasma-Anlagen
sowohl durch den Ausbau des Vertriebsnetzes als auch die Markteinfiihrung
neuer Produkte im laufenden Geschéftsjahr weiter gestérkt werden.
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70,4

B Vakuum-Anlagen m Kristallzuchtanlagen m Plasma-Anlagen

2004 2005 2006

Die PVA TePla AG weist in ihrem Einzelabschiuss einen Umsatzwert von
44,2 Mio. € (V] 41,4 Mio. €) aus. Auch hier sorgte der GB Vakuum-Anlagen
mit 29,5 Mio. € wiederum fir den weitaus griBten Anteil am Gesamtum-
satz, obwohl hier der sehr gute Vorjahreswert von 31,2 Mio. € nicht wieder
erreicht werden konnte.

Die Produktgruppe Floatzone-Anlagen im GB Kristallzucht-Anlagen konnte
ihren Umsatz gegenliber dem Vorjahr (2,0 Mio. €) deutlich auf nunmehr
3,9 Mio. € steigern. Diese Geschéaftsaktivitdt war im Jahr 2004 von dem
danischen Konzern Haldor Topsoe iibernommen worden und wird als recht-
lich nicht selbstdndige Niederlassung der PVA TePla AG geflihrt. Hier wur-
den im Jahr 2006 zwei Anlagen ausgeliefert und bei Kunden in China und in
Japan in Betrieb genommen.

Im GB Plasma-Anlagen wurde mit 10,8 Mio. € der Vorjahreswert von
8,2 Mio. € lbertroffen.
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6. Auftragslage
Auftragseingang

Im Geschéftsjahr 2006 konnte der Konzern den Auftragseingang signifikant
auf 139,5 Mio. € (V) 64,3 Mio. €) steigern und konnte damit den guten
Vorjahreswert mehr als verdoppeln (+ 117%). Mit dieser Steigerung wurde
ein neuer Hochstwert in der Unternehmensgeschichte erzielt. Der groBte
Anteil des Zuwachses wurde dabei im Geschaftsbereich Kristallzucht-
Anlagen erzielt.

Mit einer Book-to-Bill Ratio auf Konzernebene von 1,98 wurde auch hier der
bereits im vergangenen Jahr erzielte hohe Wert von 1,25 eindrucksvoll
iibertroffen und deutet klar auf den Wachstumskurs des Unternehmens hin.

Mit 37,1 Mio. € (V] 25,5 Mio. €) erreichte der GB Vakuum-Anlagen
26,6% des Gesamtauftragseingangs. Hier konnten die Vorjahreswerte noch
um 45,5% Ubertroffen werden, womit der langfristige Wachstumstrend die-
ses Bereiches unterstrichen wird. Im vierten Quartal erreichte der Auf-
tragseingang den hochsten Wert der Quartale 2006 mit Auftragen im Wert
von 13,4 Mio. €. Rund 65% der Bestellungen fiir Anlagen kamen aus dem
Ausland. Asien spielt mit 35% Anteil am Auftragseingang wieder eine groBe
Rolle. Rund die Halfte der Auftrage aus dieser Region entfallen auf China.
Auf das europédische Ausland entfallen 26% aller Auftrage.

Mit 88,0 Mio. € (V] 25,6 Mio. €) konnte der GB Kristallzucht-Anlagen
seinen Vorjahreswert beim Auftragseingang mehr als verdreifachen und
verfiigt nun (iber einen Anteil von 63,1% am Gesamtauftragseingang. Zwei
groBe Bestellungen konnte der Geschaftsbereich 2006 verbuchen. Aus der
Photovoltaik-Branche erhielt die CGS GmbH einen Auftrag in H6he von rund
20 Mio. € von der ASi Industries GmbH, einer 100%igen Tochtergesell-
schaft der ErSol AG, zur Lieferung von Anlagen zum Ziehen von monokri-
stallinen Siliziumkristalien. Aus der Halbleiter-Industrie erhielt die PVA
TePla AG einen Auftrag der in Singapur ansdssigen Siltronic Samsung
Wafer Pte. Ltd., einem Joint Venture zwischen der Siltronic AG und der
Samsung Electronic Corp. Ltd. Gber die Lieferung von Kristallzucht-Anlagen
fiir die Halbleiterindustrie in Héhe von rund 60 Mio. €.

Durch die voraussichtliche allmahliche Abschwéchung der Silizium-
Knappheit geht der Geschéftsbereich Kristallzucht-Anlagen von einer ver-
stirkten Nachfrage nach entsprechenden Systemen auf dem Weltmarkt
aus. Durch die Markteinfihrung einer neuen Anlage zur Herstellung von
multikristallinen Silizium-Blocken ist die PVA TePla-Gruppe auch auf dem
Photovoltaik-Markt gut positioniert. Auf diesem Markt versprechen wir uns
auch langfristig weitere Wachstumschancen.
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Im Jahr 2006 konnte auch PVA TePla Danmark wieder einen Auftrag tber
eine groBe Floatzone-Anlage des Typs FZ 30 in China buchen. Dieser Be-
reich erwartet im Zuge der weltweiten Erweiterung der Kapazitaten zur Er-
zeugung hochreinen Rohsiliziums Auftrdage fur Slim Rod-Puller und Analyse-
Kristallzucht-Anlagen. Erste Auftrdge konnten hier im ersten Quartal 2007
bereits aus Korea gewonnen werden.

Der GB Plasma-Anlagen verbuchte Kundenauftrdge in Hohe von
14,4 Mio. € (V] 13,2 Mio. €). Somit erreichte der Geschdftsbereich einen
Anteil von 10,3% am gesamten Auftragseingang. Betrachtet man die ein-
zelnen Regionen, stellt sich Asien und hier insbesondere Taiwan als beson-
ders wichtig heraus. Diese Region soil durch die verstédrkte Einbeziehung
unserer Verkaufsniederlassung in Peking noch starker berlcksichtigt wer-
den. AuBerdem ergeben sich durch die neue PlaTeG GmbH neben der Er-
weiterung des Produktportfolios auch vertriebliche Synergien, die sowohl
den weltweiten Absatz der PlaTeG-Produkte als auch den Absatz der bishe-
rigen Produkte im Bereich Industrial / Medical in Europa unterstitzen.

Der Bereich ,Chip Packaging" ist beim Auftragseingang der groBte Teilbe-
reich. Das Geschaft mit Contract-Processing ist in den USA durch den Weg-
fali von zwei Hauptkunden stark zuriickgegangen. Diesem Riickgang wurde
durch eine Neustrukturierung der Vertriebsaktivitdten in den USA begeg-
net. Durch die neue Vertriebsstruktur werden sich fiir die amerikanische
Tochtergesellschaft PVA TePla America gréBere Modglichkeiten ergeben, ihre
Produkte auch auBerhalb der USA zu vertreiben.

Auftragseingang nach Geschiftsbereichen

139,5

{in Mio. €]

M Vakuum @ Kristallzucht @ Plasma

2004 2005 2006
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Bei einer isolierten Betrachtung der PVA TePla AG wurde ein Auftragsein-
gang in Héhe von 109,2 Mio. € (V] 38,5 Mio. €) erzielt.

Fiir den GB Vakuum-Anlagen ergibt sich ein dhnliches Bild wie bei der Kon-
zernbetrachtung. Mit 37,4 Mio. € wurde der Vorjahreswert von 28,0 Mio. €
deutlich (bertroffen. Der Wert der konzerninternen Auftrage liegt bei
3,0 Mio. € (V] 4,1 Mio. €).

Im GB Kristalizucht-Anlagen wurde ein Auftragseingang von 61,6 Mio. €
erzielt. Ein Vergleich mit dem Vorjahreswert (2,0 Mio. €) ist hier nicht sinn-
voll moglich. Der starke Anstieg ist durch den Auftrag der Siltronic Sam-
sung Wafer Pte. Ltd. begriindet, der in dem neu eingerichteten GB Kristall-
zucht-Anlagen der PVA TePla AG gebucht wurde. Fir die danische Nieder-
lassung hat sich der Auftragseingang leicht von 2,0 Mio. € im Vorjahr auf
2,1 Mio. € verbessert. Auch 2006 wurde wieder ein Auftrag fir eine groBe
Floatzone-Anlage fiir einen chinesischen Kunden hereingenommen.

Im GB Plasma-Anlagen wurde mit 10,2 Mio. € der Vorjahreswert von
8,5 Mio. € Ubertroffen.

Auftragsbestand

Der Auftragsbestand der PVA TePla-Gruppe wird hier nach Abzug der ge-
maB Fertigstellungsgrad bereits berlicksichtigten Umsitze (Teilumsatzreali-
sierung nach der Percentage Of Completion-Methode, POC) ausgewiesen.

Der Konzern konnte auf dieser Basis den Vorjahreswert von 33,3 Mio. €
verdreifachen und erreichte zum 31. Dezember 2006 mit 101,1 Mio. € auch
hier einen neuen Héchstwert.

Den groéBten Auftragsbestand weist der GB Kristallzucht-Anlagen mit
78,8 Mio. € (V] 19,1 Mio. €) auf. Auch diese Vervielfachung des Auftrags-
bestandes verdeutlicht die sehr positive Entwicklung in diesem Bereich und
die groBe Bedeutung, die dieser Geschaftsbereich heute fir die PVA TePla
besitzt. Die Auslieferung der vorhandenen Auftrége wird planméBig bis An-
fang 2009 erfolgen.

Der Auftragsbestand des GB Vakuum-Anlagen ist gegeniber dem Vorjah-
reswert von 11,2 Mio. € auf 18,5 Mio. € um mehr als 60% angestiegen.
Auch dieser Wert bestitigt den mittelfristigen Wachstumstrend und stellt
eine gute Ausgangsbasis fir das geplante Geschift im neuen Geschéftsjahr
dar.

Auf den GB Plasma-Anlagen entfallen 3,8 Mio. € (V] 2,9 Mio. €). Aufgrund

der kurzen Durchlaufzeiten der Auftrdge dieses Bereichs sind hier generell
keine groBeren Auftragsbesténde im Verhdltnis zum Umsatz zu erwarten.
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Auftragsbestand nach Geschiftsbereichen
[in Mio. €]

101,1

® Vakuum B Kristallzucht B Plasma

2004 2005 2006

Der Auftragsbestand der PVA TePla AG betrug zum Jahresende 2006
88,6 Mio. € (V1 23,7 Mio. €). Der GB Vakuum-Aniagen trug hierzu mit
26,7 Mio. € (V] 18,9 Mio. €) bei. Der groBte Anteil fallt auf den GB Kristall-
zucht-Anlagen mit einem Auftragsbestand von 59,5 Mio. € (V] 1,8 Mio. €).
Der sehr groBe Zuwachs beruht auf dem Auftrag der Siltronic Samsung
Wafer Pte. Ltd. an die PVA TePla AG. Fiir den GB Plasma-Anlagen ist ein
Wert von 2,4 Mio. € (V] 3,0 Mio. €) ausgewiesen. Die hier genannten Werte
sind die Nominalwerte der Auftrige entsprechend der deutschen Rech-
nungslegung.

7. Produktion

Die Produktion der Systeme und Anlagen sowie das Contract Processing
erfolgte im Jahr 2006 an den Standorten ABlar, Feldkirchen und Jena im
Inland, sowie im Ausland in Corona und Marlton, beide in den USA, in Fre-
derikssund, Danemark, und Xi‘an in China. Neu hinzugekommen ist durch
die PlaTeG GmbH der Standort Siegen.

Die Fertigungstiefe wurde in allen Bereichen weiterhin auf niedrigem Ni-

veau gehalten. Eine eigene Teilefertigung findet nur in sehr geringem Um-
fang statt. Dies fihrt zu einem prozentual relativ hohen Wareneinsatz, bie-
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